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OZET

YAS BACA GAZI KUKURT GIDERME SISTEMLERINDE CIVA TUTULUMUNUN
ARTIRILMASINA YONELIK SISTEM VE PROSES

Clvh iceren bir proses gaz[aklslndan cvhn(ol giderilmesine yonelik bir sistem ve yontem One
siirilmektedir. One siiriilen bulus, baca gaz[@k[sIoda bulunabilen cibn@ yakalanmasCiin bir
sulu kiikirt giderme c¢ozeltisinin bir baca gaz[akisLle temas ettirilmesini saglamaktadIt]
Cozeltideki oksitli cibn@l elementer clbya indirgenmesinin dnlenmesi igin bir promotér,
¢ozelti ile karlgticlhaktad ]
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ISTEMLER

1. Clvh ve kukurt oksitler iceren bir baca gaz[ bkisindan clvhnnl gideriimesine yonelik bir

sistem olup, sistem asagldbkileri icermektedir:

bir kazandan (26) bosaltldn clh ve kiklrt oksitleri iceren bir baca gaz[ak(snlnl
allmmas(ikin yaplandllan bir reaksiyon kabl[{150);

reaksiyon kablb (150) sulu ¢Ozeltinin tedarik edilmesi igin yaplandltldn bir sulu
cozelti tedariki, burada sulu ¢dzelti, bir tepken olarak su ve kire¢ veya kire¢ tasOd
icermektedir; reaksiyon kablodaki (150} sulu g¢dzeltiye oksitleyicinin tedarik edilmesi
icin yapl@ndldn bir oksitleyici tedariki;

reaksiyon kabhlnl (150) i¢ kilsimlnl igerisinde dizenlenen skddbn gaza kitle aktarlm
cihaz[J

sividan gaza kitle aktar@ cihaz[lbaca gaz[CBksnnl sulu g¢ozelti tedariki ile temas
ettirilmesi igin yapland tlimaktad(r}

burada reaksiyon kab[{150), tabaninda bir katma suyu tedarikine {105) sahiptir; ve
oksitleyici tedariki (205), reaksiyon kab@nl (150) tabanhidaki katma suyuna verilmesi
vasfaskyla oksitleyicinin tedarik edilmesi igin yaplandfIfmaktad (£l

2. Ayrlch, reaksiyon kabbnl (150) ic kEmmDDl icerisinde diizenlenen ve sogurgan tedarikinin
reaksiyon kablnb (150) verilmesi icin yaplandldn bir sprey cihazligeren, istem 1'e gére

sistem.

3. Onceki istemlerden herhangi birine gtre bir sistem kullanI3rak bir baca gazChkShdan
clvbnlnl giderilmesine yonelik bir ydntem olup, yéntem asagldbki admlarCtermektedir:

sulu ¢ozeltinin, ¢ iceren bir baca gaz[@klLle temas ettirilmesi; ve
sulu ¢ozeltide bulunan oksitli civhnldl elementer clvhya indirgenmesinin énlenmesi igin

sulu g¢dzeltinin bir oksitleyici ile karsthas]

4, Oksitleyicinin bir gliglii oksitleyici icerdidi, istem 3'e gbre yontem.

5. Gliglii oksitleyicinin, hidrojen peroksit (H,0,) icerdigi, istem 4'e gore yontem.
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TARIFNAME

YAS BACA GAZI KUKURT GIDERME SISTEMLERINDE CIVA TUTULUMUNUN
ARTIRILMASINA YONELIK SISTEM VE PROSES

Teknik Alan

One siiriilen bulus, ciz iceren bir proses gaz[bkEhdan cibn@ gideriimesine yénelik bir
sistem ve yontem ile ilgilidir. Daha belirgin sekilde, éne sirilen bulus, bir baca gaz[@kEIndan
CO2'nin giderilmesi icin baca gazMn proses edilmesine yonelik bir sistem ile alakaldE One
surlen bulus, baca gaz[laklslnda bulunabilen clbnlnl yakalanmasUigin bir sulu kikirt
giderme ¢dzeltisinin bir baca gaz[aksLile temas ettirilmesini saglamaktad[c] Cozeltideki oksitli
chbn elementer clbya indirgenmesinin  dnlenmesi igin  bir promotdr, c¢ozelti ile
kar[strmhaktad(r]

Ilgili Basvurulara Capraz Referans

Bu basvuru, beklemede olan, 12/05/2007 tarihinde dosyalanan, US 60/992,381 seri
numarashb sahip, “Process for Promoting Mercury Retention in Wet Flue Gas Desulfurization

Systems” bagl KI[W.S. gecici basvurusuna riichan talep etmektedir.

Bulusun Kisa A¢Klamas[]

Mevcut bulus, slkaslda istemler 1 ve 3’e gore bir proses gazLaklsindan ciAninl giderilmesine
yonelik bir sistem ve yontem sadlamaktad(t] Kishca agklamak gerekirse, teknikte, diderlerinin
yanhda sistemin bir yaplandbonas(]bir sulu cozelti tedariki ve clvh iceren bir baca gazd
aklslnlnl allmmasCigin yapl@ndlan bir reaksiyon kablld ve reaksiyon kablnl i¢ kiShnlnl
icerisinde  dlizenlenen slkiden gaza kiitle aktarmh cihazll] bulundurmak (zere
uygulanabilmektedir. Mevcut bulusun yapldndimalariln, bir baca gazllakgndan cianinl
gideriimesine yonelik bir yontemi saglad@da g6z online al@abilmektedir. Bu baglamda,
digerlerinin yanlda bu tir bir yontemin bir yapldndlinasi] su adimlarla kabaca
Ozetlenebilmektedir: bir sulu ¢dzeltinin, clvh iceren bir baca gaz[akis[ie temas ettirilmesi; ve
sulu ¢ozelti igerisinde bulunan oksitli cidhnnl elementer chvbya indirgenmesini engellemek igin
sulu ¢dzeltinin bir oksitleyici ile karlstrIthas]

Mevcut bulusun diger sistemleri, yontemleri, dzellikleri ve avantajlar[Jasagdaki sekillerin ve

ayrintlb¢klaman(nl incelenmesi Gzerine teknikte orta derecede uzman bir Kisi tarafindan
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anlasl3caktlclveya anlaslElhale gelecektir.

Onceki Teknik

Ornedjin fosil yakElyakmalkazanlardan/kazan sistemlerinden yayl@n baca gazChkElarBdan
clvbnd giderilmesi, cevre kanunlarbll geredi olarak sanayilerin ulasmasCgereken bir hedef
gelmektedir. Gaz aklglarinan, 6rnegin baca gaz[hklslarmdan cianinl giderilmesi igin gesitli
sistemler ve ydntemler 6ne sirdlmistir. Bilinen bu sistemlerin ve yéntemlerin gogu, bir
noktaya kadar, civhdan farklCblan elementer/kimyasal bilesenlerin ve pargacklCmaddelerin
giderilmesi icin tasarlanan mevcut kirlenme kontrol donanmbdan faydalanmaya
callsimaktad(cl Yas baca gaz[Rukiirt giderme (WFGD) sistemleri/ydntemleri bilinmektedir.

Bu sistemler ve yontemler tipik olarak, ornedin komir yakmalO kazanlardan/kazan
sistemlerinden yaylan baca gaz[akgntan kiikirt oksitlerin giderilmesi icin kullantaktadI(r]
Bu sistemler, baca gaz[aksIndan clvhylfidermemektedir veya gidermeye gallsmamaktad(cl
Daha temiz bir gevre igin, cevre diizenleyici iklimsel talepler ve genel halk talepleri géz dniine
albdidinda gelecek bakmmbdan; fosil yakEl yakmal kazanlarlfkazan sistemlerinin
kullan@@cadheklenen (artan) sayldbki endlstrivel tesisler ve giic liretim tesislerinin temin
edilmesi igin bu WFGD sistemlerinin ¢odunun uygulanmashi ve buna yonelik ihtiyaca isaret
edilmektedir. Bu WFGD sistemlerinin meydana getirilmesinin veya isletiimesinin maliyeti

diisik degildir.

Baca gazlnlnl proses edilmesine yonelik sistemlerin ve techizatlarl uygulanmasOlile
iliskilendirilen maliyet g6z onine allbddinda, bir baca gazCakisIndan sMd kaydaki kirletici
maddelerden daha fazlasilhiderebilen, gazldl proses edilmesine yonelik tek bir sisteminin
bulunduruimasCarzu edilebilmektedir. Dolaylsiyla, yukarlda bahsi gecen eksiklikler ve
yetersizliklerin karsldnmashb yonelik olarak endistride simdiye kadar karslanmamls] bir

ihtiyag mevcuttur.
Ayrlch, mevcut bulusun dzellikleri, tarifname ve agklamadan anlagldcakt(r]
US 2004/0202596 Al numaralOpatent dokiiman[degzoz gazbaki clvbnld giderilmesine

yonelik bir sistem ve bir yontemi acklamaktad[r]l Bir ykhylclnlnl Ust kismhdaki bir ylkbma
slvIsTfiedarikine ilaveten ylkhylcInlnl taban kismnk bir oksitleme ajan(iave edilmektedir.
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Benzer sistemler ve yontemler, DE 19850054 Al, EP 0235414 A ve US 2007/154373 Al

numaralpatent dokiimanlaria agklanmaktadI(tl

Sekillerin Kish Ac[Klamas( |

Bulusun birgok yonii, asadldeki sekillere referansla daha iyi anlasl@bilmektedir. Sekillerdeki
bilesenler vyalnzta oOlgeklendirme amaglO degildir, bundan ziyade mevcut bulusun
prensiplerinin agkl bir sekilde gésterilmesine énem verilmektedir. DahaslIsekillerde, benzer
referans numaralarCtesitli gérinimlerdeki ilgili bélimlere isaret etmektedir. Bulug, buradan
itibaren ekli sekillere referansla daha ayrint[Malarak a¢Klanacak olup, sekillerde:

Sekil 1A, genel olarak, baca gazlnlnl proses edilmesine ydnelik tipik bir sistemi gdsteren
bir diyagramd (D

Sekil 1B, genel olarak, bir yas baca gaz[kikirt giderme sisteminin (WFGD) (100)
ayrnk[Erinlgdsteren bir diyagramdltl

Sekil 2A, genel olarak, bir baca gaz[aklsindan (FG) clhnlnl giderilmesi icin yapIandrldan
bir WFGD'nin bir yapl@ndnas@lgdsteren bir diyagramdir] burada bir oksitleyici, belirli
bir giris (bulusun bir parcasCdedildir) vasfasila reaksiyon kablnh {150) saglanmaktad(r]
Sekil 2B, genel olarak, bir baca gaz[aksindan (FG) ciBnnl giderilmesi igin yapl@ndrldn
bulusa gére bir WFGD'yi gdsteren bir diyagramdl) burada bir oksitleyici, katma suyu
tedariki ile karlstiFImasWastaslyla reaksiyon kabhb (150) saglanmaktadIr]

Sekil 2C, genel olarak, bir baca gaz[Caksindan (FG) clvbniil giderilmesi igin yaplandldn
bir WFGD'nin bir yaplandlmmashilCigésteren bir diyagramdlr] burada bir oksitleyici, bir
tepkende (bulusun bir parcasCtegildir) kullanldn bir kire¢ tasCtedariki ile karBtidithasO
vasftaslyla reaksiyon kablnk (150) saglanmaktadIr]

Sekil 2D, genel clarak, bir baca gazCakEnbdan (FG) cian(nl giderilmesi igin yapIandEldn
bir WFGD'nin bir yaplandlmmashlCosteren bir diyagramdlr] burada bir oksitleyici, bir
tepken tedariki (bulusun bir parcasCalegildir) ile karGtirtIhasWasfaslkyla reaksiyon kablna
(150) sadlanmaktadlc]

Sekil 2E, genel olarak, bir baca gazCaksndan (FG) clbnil giderilmesi igin yaplandtldn
bir WFGD'nin bir yaplandlrinasll yosteren bir diyagramd(r) burada bir oksitleyici, bir
sprey sistemi (bulusun bir parcasO dedildir) vasfdsida reaksiyon kabMa (150)

saglanmaktad(l

Tart(sina
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One siiriilen bulus, cih iceren bir baca gazCakShdan ckbn@ en azbdan bir kEmOD
giderilmesine yonelik bir sistem ve yontem ile ilgilidir. Cizbndl bu WFGD sistemleri tarafiodan
yakalanmasUldurumunda, yalnzta clvhnldl giderilmesine tahsis edilen yeni techizatlari
kurulmasOile ilgili olarak, potansiyel olarak blylk bir sermaye ve isletim maliyeti tasarrufu

gergeklestirilebilmektedir.

Sekil 1A, genel olarak, ©rnegin bir elektrik Gretim tesisinin (25) bir buhar jenerator
sisteminde kullanldn bir kazan sisteminin (26) yanma odas[laraflndan yayl@n bir baca gaz[(J
aklgindan (FG) cesitli kirletici maddelerin gideriimesinde kullanim igin, baca gazlnl proses
edilmesine yonelik bir sistemi (15) godsteren bir diyagramdltl Bu sistem (15), baca gaz(d
aklsindan nitrojen oksitlerin giderilmesi i¢in yaplandtIan bir segici katalitik indirgeme (SCR)
sistemini (40), baca gaz[ bklsIndan parcacklUmaddenin giderilmesi icin yaplandkl@n toz
giderme sistemini (50), baca gazlChkEhdan (FG), kikurt dioksit (S02) ve kikirt trioksit
{SO3) de dahil olmak Uzere kikirt oksitlerin giderilmesi icin yap@nd[FlIan bir yKhyT sistemi
{60) ve temizlenmis baca gaz[ hk[sInlnl bir egzoz ¢kisl borusuna (90) yaylhashdan (veya
alternatif ilave proses) dnce baca gazlaklsindan (FG) CO2'nin giderilmesi icin yapI3ndIan
bir CO2 giderme sistemini (70) icermektedir. Ykby[c[ 3istem ({60), drnedin, bir yas baca gaz]
kilkirt giderme (WF-GD) sistemi olabilmektedir.

Sekil 1B, genel olarak, bir yas baca gazLkikirt giderme sistemini {WFGD) (100) iceren bir
ykbylcl kistemi (60) gosteren bir diyagramdel WFGD (100) bir kikirt giderme reaksiyon
kab@l{reaksiyon kab(l (150) icermektedir. Reaksiyon kab[(150), reaksiyon kabhll (150)
icerisinde bir sulu kikiirt giderme ¢ozeltisinin (gdzelti) puskirtiilmesi i¢in bir veya daha fazla
sprey basl@ tihaz[re/veya boru sistemi (101) icermektedir. Bir tepken tedarik tank({131),
tepkenin depolanmaslCicin saglanmaktadlIt] Bir kireg tag[Rtedariki {103) bir tepken olarak islev
gormek Uzere saglanmaktadlf]l Bir bilyalCdedirmen (133) sadlanmaktadlt] ve kire¢ tashinl
istenen bir boyuta veya tanelilik seviyesine gelene kadar ufalanmasliin yap@ndIrhaktadir)
Reaksiyon kab[{150), bir hava tedariki (HAVA} ve bir katma suyu tedarikinin (105) yanS5kh
bir baca gaz[akisinlnl (FG) allmmasOkin yaplandimhaktad(d Kiikiirt giderme ¢ozeltisi, drnedin
su ve belirli tirdeki bir tepken igerebilmektedir. Tepken, @rnedin kireg veya kireg tas
olabilmektedir.

Kémuriin yaklIhasCile meydana getirilen baca gazindaki clvh, tipik olarak, iki birincil genel
formda mevcuttur -elementer civh ve oksitlenmis clvh (her ikisi de gaz haldedir). Oksitlenmis
clvh, baca gaz[igerisinde civAnlil bagka bir element, drnedin klor ile birlestirildigi bir bilesik

4



10

15

20

25

30

35

olarak mevcuttur. Elementer clvh, baska bir element ile birlestiriimemis cidbdlr]

Oksitlenmis cvh WFGD sistemlerinde etkili bir sekilde yakalanabilirken, elementer clvh
yakalanamamaktadlt] Ornedin bir kémiir yakmalCkazanli yakma odashdan ¢kbn baca
gazlnda, baca gazida bulunan chianhl biyik ¢odunludu {en fazla yaklaskl %90) elementer
formdayken, yalnlzta yaklaskl %10°u oksitlenmektedir.

Baca gazlnda oksitli civh kiEm[Jornedin kalsiyum bromiiriin ilave edilmesi veya baca gaz[(]
aksInlnl bir segici katalitik reaksiyon (SCR) sistemi veya bir NOx giderme sistemi vasfasiyla
prosese tabi klMhimasCdibi etkili bir yéntem vasfaskyla artfIdktan sonra, oksitlenmis civh, bir
WFGD sisteminin cozeltisi tarafibdan kolaylkla sogurulabilmektedir. Ancak, ¢ozelti taraflokan
sogurulan oksitlenmis civh stabil degildir ve tipik olarak, WFGD c¢ozeltisi icerisinde elementer

clhya indirgenecektir ve atmosfere yeniden yayldcakttl

Bu indirgeme prosesi, slchklkl ve statik bashk gibi WFGD reaksiyon kablodaki fiziksel
kosullardan ve gozeltideki spesifik kimyasal tirlerden etkilenmektedir. Sdlfit iyonun (SO57),
onceden vakalanan/sogurulan oksitlenmis cbidanb elementer durumuna (Hg®) tekrar
indirgenmesinde ana faktor oldugu varsaylaktadlrl Sistemin reaksiyon tanklnda, siilfat
(80,7} iyonlarmh ydnelik zorlamalllhava oksidasyonu vashlasiyla WFGD sistemi/prosesi
araclliila ¢ozeltinin su ksndan sdlfit iyonlarl cogu giderilirken, sdilfit iyonlarinl kiiclk
bir kism{¢ozeltinin su kisminda ¢ozlinebilen siilfit} ¢ozeltinin igerisinde kalmaktadEve bu,

cvbnl elementer bigimine indirgenmesi bakmhldan yeterli olabilmektedir.

Bir proses gaz[kklsInda, ornedin bir baca gaz[Bki[sInda bulunabilen cibBnd yakalanmasO
amaclyla bir sistem ve ydéntem 6ne siriilmekte olup, burada bir yas baca gaz[kikirt giderme
{WFGD) sistemi, bir oksitleyicinin alldimasClve bunun, WFGD sistemine tedarik edilen bir
kakdrt giderme cozeltisi (¢ozelti) ile karktidimaslikin yapl@ndrihaktad(rl

Kikirt giderme c¢ozeltisi, tipik olarak, askldbki katl@drdan ve c6zindirilmis katl3rdan
olusmaktadt] Askidaki katl@r, ornegin, kireg ve/veya kireg¢ tas[dkalsiyum siilfat, kalsiyum
sulfit, komur kil ve kireg tas[katlskdrinlicerebilmektedir. Cézindlrllmuis katlar, kalsiyum,
magnezyum, sodyum, potasyum, silfat, silfit, karbonatlar, klorirler ve florlrler
icerebilmektedir. Kiikiirt giderme coézeltisi tipik olarak, érnegin bir WFGD reaksiyon kabninl
igerisinde bulundurulan bir sivldan gaza kiitle aktarlm cihaz[Wasfaskda bir baca gaz[ak[s[ile

temas ettiriimektedir. Kikirt giderme c¢ozeltisinin baca gazl[laklsLlile temas ettiriimesi
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vasldsiyla, baca gaz[daklsinda bulunan S02 ve SO3 baca gaz[d aklsihdan (FG)
yakalanabilmektedir/giderilebilmektedir. Fosil yakflakmalkazanlara/kazan sistemlerine ait
baca gazlnda bulunabilen ve kikiirt giderme c¢ozeltisi taraflndan giderilebilen diger gazlar,
&rnedin hidrojen, kloriir ve hidrojen floriirii icerebilmektedir. Ilaveten, baca gazltda bulunan

oksitlenmis civh, kukirt giderme gdzeltisi tarafliidan giderilmektedir.

One siiriilen bulus, siilfatlara havada oksitlemeden sonra WFGD reaksiyon kabbda (150)
kalabilen sulfitlerin oksitlenmesi igin sistemin (200) icerisine verilecek olan ve bir kikart
giderme c¢ozeltisi ile birlikte kullanldcak olan bir oksitleyiciyi saglamaktad®l Oksitleyici
tercihen, drnedin hidrojen peroksit (H,O,) gibi gugli bir oksitleyicidir. Bu sekilde, cihninl
indirgenmesi icin islev goren tir giderilebilmektedir.

Oksitleyicinin  dogrudan WFGD reaksiyon kablb verilmesi dahil, ancak bununla shidO
olmamak (zere, oksitleyici ¢esitli sekillerde tipik WFGD sisteminin  (200) igerisine
verilebilmektedir. Bu, bir veya daha fazla sprey cihaz[astaslyla, gicli oksitleyicinin, bir
gucli oksitleyici depolama tankldan, WFGD reaksiyon kablmh pompalanmasl] ile
gerceklestirilebilmektedir. Bu  ayrlch, dogrudan kikirt giderme cozeltisi ile
karlstfldbilmektedir ve birlestirilmis bir karlgIm olarak WFGD reaksiyon kablnh
verilebilmektedir. Dahasld bu, WFGD sistemi icerisinde yeniden jenerasyon ve yeniden
sirkiilasyon icin kabhl dislhh pompalanmadan once kabll icerisine puskirtilen kikirt
giderme ¢ozeltisinin toplandGCWFGD reaksiyon kablnlnl {150) tabannb dogru (151) WFGD
reaksiyon kab[{150) toplanma alanh verilebilmektedir. Glclli oksitleyici; oksitleyicinin nihai
olarak tasbabildigi ve kikirt giderme cozeltisi ile veya bunun icine karStir3bildidi WFGD
sisteminin diger herhangi bir lokasyonunda/noktasioda kikirt giderme c¢ozeltisi ile
kar[stEldbilmektedir.

Sekil 2A, kikirt giderme cozeltisi ile kartlmasiinl mamkin kIRbcagdOsekilde bir
oksitleyicinin (225) sistemin (200) igerisine verilmesinin sagland@bir Yas Baca Gaz[Kiikirt
Giderme (WFGD) Sisteminin (200) bir yapl@nditinashi ait bir 6rnedi gostermektedir. Bu
Ornekte, oksitleyici, buna atanm[E bir giris (202) vasfasila reaksiyon kabbh (150)
saglanmaktadlr] boylelikle baca gaz[laklsinlnl (FG) temasOigin kullan@@n kikdrt giderme
cozeltisi ile birlestiriimektedir. Cozelti ayrich ¢ozindUrilmis diger bilesikleri ve asklda
bliak I 5! katl@rCgerebilmektedir. Askidaki katldr, cdziinmiis kireg taghh ilaveten baca gaz
aklslnbaki kimyasallar/kimyasal bilesenler ve c¢ozelti arasidaki reaksiyonun Urtinlerinin

{reaksiyon udrtnleri) bir kar(sim [desasen kalsiyum siilfat (jips) olabilmektedir.
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Oksitleyicinin baca gazlb temas etmesi gerekmemektedir, yalnlzta sodurucu reaksiyon

tankibb varmas[berekmektedir. Oksitleyici, baska sekillerde baca gazloda oksitlenmis olan

clvhy [ bksitlememektedir. Bu, WFGD reaksiyon tanklnda (150) bulunabilen sulfit iyonlar(nl

sulfata oksitlenmesi icin saglanmaktadlr]l Siilfit, reaksiyon kablhda bulunan oksitlenmis

cbn@A elementer cibya yeniden indirgenmesinin potansiyel bir sebebidir. One sirilen

bulug, reaksiyon kabbdaki sulfit miktarilnl minimal hale getirilmesi vasfaskila, reaksiyon

kabda bulunan oksitlenmis clvhn(ol elementer clvhya yeniden indirgenmesinin azaltltaslile

ilgilidir. Bu, bir oksitleyicinin ilave edilmesiyle gerceklestirilebilmektedir. Oksitlenmis chhyl]
iceren ¢dzelti, bunun ardidan, standart WFGD sistemlerinde 0zgl oldudu (zere bertaraf

edilmektedir.

Hidrojen peroksitten farklChuclii oksitleyiciler de kullanI3bilmektedir. One siiriilen sistem ve
yontem, baca gaz[kkh oksitleme promotorlerinin yoklugunda WFGD sistemlerindeki cih
indirgemesinin onlenmesi amacla veya baca gaz[klvh oksidasyonunu artEinaya yonelik
bilinen yéntemler ile kombinasyon halinde veya bunlara ilaveten kullan@@bilmektedir. One
suriilen sistem, komdr, gaz, yag veya diger araclar vasfasvla yakl@n herhangi bir ategleme

odasOiliriine ait baca gaznl proses edilmesine kullan@bilmektedir.

Sprey basli@(101) vasEashda (201); ve/veya reaksiyon kabilnl {150) icerisine dodrudan
verme vaslashda (202); ve/veya kire¢ tasUJ(103) girisi ile birlikte/bunun icine verme
vasltaslyla (203); ve/veya tepken tedariki ile birlikte/bunun igine verme vasltaslyla (204)
ve/veya katma suyu (105) ile birlikte/bunun icine verme vasfasila (205), oksitleyici (225)
sisteme (200) verilebilmektedir. Glgli oksitleyicinin, dijer noktalarda veya diger araclar
vasaslyla sisteme (200) verilebildigi ve burada tasarlanan sonuclari bu sekilde de elde
edilebildigi anlasldcaktl]

Sekil 2B, bir Yas Baca Gaz[Kikirt Giderme (WFGD) Sisteminin (200) bir bagka
yaplAndlrinaslnl mevcut bulusa goére bir 6rnegini géstermektedir, burada bir oksitleyici, bir
katma suyu tedariki {105) ile karSttthas[{205) vasashda bir oksitleyicinin reaksiyon kabloa
{150) saglanmashda sisteme (200) verilmektedir.

Sekil 2C, bir Yas Baca GazOKikurt Giderme (WFGD) Sisteminin (200) bir baska
yaplandmnashinl bir érnegini gdstermektedir, burada bir oksitleyici, ¢ozelti icin kullanlan
tepken tedarikinde kullanldn bir kireg tagCledariki ile karlstirIhas[Wasfaslyla bir oksitleyicinin
reaksiyon kablnh (150) sadlanmasiyla sisteme (200) verilmektedir.
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Sekil 2D, bir Yas Baca GazOKuikirt Giderme (WFGD) Sisteminin (200) bir baska
yapl@andirnasilnl bir érnedini gostermektedir, burada bir oksitleyici, bir tepken tedariki ile
kartilimas[Vasfasila bir oksitleyicinin reaksiyon kablnb (150) saglanmaslya sisteme (200)

verilmektedir.

Sekil 2E, bir Yas Baca Gaz[OKukirt Giderme (WFGD) Sisteminin (200) bir baska
yaplandimnashlnl bir 6rnegini gostermektedir, burada bir oksitleyici, bir oksitleyicinin
reaksiyon kablnb (150) sadlanmaskda sisteme {200) verilmektedir, burada bir oksitleyici, bir
sprey sistemi vasfasliyla reaksiyon kabha {150) saglanmaktad(t]

Sekil 2A - Sekil 2D, sogurgan bulamag ile kombine edilmesi icin gliclii oksitleyicinin sistemin
icerisine verilmesine yénelik birkag olas[yolu gdstermektedir. Bu yollardan herhangi biri veya
tamamOreya bunlar@ bir kombinasyonu, kikirt giderme ¢ozeltisi ile kombine edilmesi igin
gugli oksitleyicinin sistemin (200) igine verilmesi amaclyla uygulanabilmektedir.
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